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Domnul Dr. Geavit Musa, la absolvirea Facultaţii de Fizică-Matematică   a Universitaţii din Bucureşti, a fost repartizat la Institutul de Fizică Atomică Bucureşti unde şi-a desfăşurat activitatea de cercetare până în anul 2000, In paralel a prezentat cursuri de fizica plasmei la Facultăţile de Fizică a Universităţilor din Bucureşti şi Constanţa. După acestă dată, activitatea de cercetare şi-a desfăşurat-o în cadrul Universităţii Ovidius Constanţa unde a contribuit la înfiinţarea unor noi laboratoare de cercetare. 

Domnul Dr. Geavit Musa a desfăşurat o activitate de cercetare susţinută în domeniul fizicii plasmei şi aplicaţiilor acesteia în tehnică. De asemenea are rezultate importante în tehnica vidului ultra-înalt. Rezultatele cercetărilor efectuate au fost concretizate în 416 lucrări, din care 137 apărute în reviste internaţionale, cotate ISI, celelalte fiind publicate în volume ale unor conferinţe internaţionale sau în reviste din ţară.
Caracteristic activităţii de cercetare a domnului dr. Geavit Musa îl constituie faptul că nu s-a limitat la studii teoretice cu privire la procesele fizice în plasmă şi respectiv vid ultra înalt. Dânsul a continuat aceste cercetări astfel încât acestea să fie finalizate prin aplicarea lor in tehnică.

Rezultatele ştiinţifice obţinute se bucură de o largă recunoaştere internaţională. Acestea au fost citate de 800 de ori în literatura de specialitate. Indicele Hirsh este de 14. Menţionăm, spre exemplu că o pompă de vid ultra-înalt este cunoscută sub denumirea de „pompa Comşa-Musa”, sau descoperirea unui noi efect în optică denumit „efectul M”.

Pe baza rezultatelor ştiinţifice obţinute a fost invitat să lucreze în laboratoare de cercetare de prestigiu din USA şi Europa. Multe dintre cercetări s-au realizat în cadrul unor colaborări internaţionale cu instituţii de cercetare şi învăţământ din Franţa, Germania, Japonia şi SUA. Spre exemplu în cadrul unui contract din programul PHARE a elaborat noi metode de decelare a impurităţilor folosind o descărcare liniară de tip display şi absorpţia radiaţiei laser acordabile pentru orice tip de impuritate. Un alt contract internaţional, realizat de dânsul, a avut în vedere obţinerea de pături subţiri de carbon dur cu structura nanometrică de tip diamant.

A fost invitat sa prezinte lecţii la conferinţe internaţionale şi a facut parte din comitetele internaţionale de organizare a unor conferinte internationale. In ţară a organizat 4 conferinţe cu participare internaţională.

Descrierea activităţii ştiinţifice a candidatului

Aşa cum am menţionat mai sus, domnul Dr. Geavit Musa are importante contribuţii ştiinţifice în fizica plasmei şi aplicaţiilor acesteia în tehnică, în procese fizice implicând vid ultra înalt, în conversia energiei termice în energie electrică precum şi în studiul proprietăţilor optice a unei game extinse de sisteme. Aceste realizări ştiinţifice, cu implicaţii profunde în tehnică, au avut caracter de prioritate şi recunoscute ca atare pe plan internaţional. Vom menţiona în continuare unele din aceste realizări, apreciate prin impactul lor ştiinţific şi tehnologic.

Domnul Dr. Geavit Musa a studiat display-urile cu plasma monocolor. Pe baza acestor studii s-a realizat o linie pilot pentru producerea lor la Intreprinderea de Cinescoape Bucureşti.

Cercetările efectuate de Domnul Dr. Geavit Musa au condus la descoperirea arcului termoionic în vid. Astfel s-a obţinut o plasmă cu proprietăţi deosebite care a permis realizarea de pături subţiri nanostructurate compacte, aderente şi cu rugozitate extrem de mică. A evidenţiat un efect denumit „efectul M” în care spectrul de emisie se reduce la o singură linie, în cazul unui amestec de gaze. Pe baza cercetarilor efectuate a conchis că acest efect este determinat de recombinarea în stare de plasmă a ionilor negativi şi pozitivi. A descoperit un nou efect optogalvanic şi a evidenţiat suportul fizic al acestuia. A studiat  procese fizice în diode cu plasma de inters tehnic.

Domnul Dr. Geavit Musa a avut realizări deosebite în conversia energiei termice în energie electrică. Problematica de mai sus a implicat solutionarea multor probleme de vârf de natură tehnologică precum suduri etanse ceramică-metal, funcţionale, în vapori de cesiu la 300 oC, acoperirea unor piese de molibden cu straturi de wolfram etc. Generatorul astfel obtinut s-a caracterizat printr-o valoare de vârf a randamentului pe plan mondial. Generatorul debita un curent 150 Å la o tensiune de ieşire de 0,5 V.  A studiat efectul interacţiunile particulelor grele asupra spectrelor de emisie.

Domnul Geavit Musa a studiat procese fizice legate de tehnica vidului ultraînalt, România fiind a treia ţară din lume care a realizat pompe cu un vid mai înalt de 10-10 torr (pompe de vid Comsa-Musa). Pentru aceste realizări a primit un premiu al Academiei Române. A abordat cercetări ştiinţifice care au fost finalizate prin realizări tehnice. Printre produsele omologate menţionăm: tuburi stabilovolt, tuburi autoluminiscente cu tritiu, tuburi stroboscopice cu caracteristici speciale, lămpi de semnalizare, tuburi detectoare de flacără. A elaborat noi tehnologii precum sinterizarea în plasmă a pulberilor ultrafine de TiO2, sinterizarea acetilienei din cărbune în jet de plasmă etc.  

Realizările ştiinţifice ale domnului Dr. Geavit Musa se remarcă prin originalitate şi apreciate ca atare de specialiştii din domeniu.
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12 lucrări semnificative 
1. The dielectric barrier discharge- a powerful microchip plasma for diode laser spectrometry, M. Miclea, K. Kunze, G. Musa, J. Franzke, K. Niemax, Spectrochimica Acta Part B 56, nr. 1, pp37-43, (2001) – 55 citari

2. Characterization of carbon nitride thin films deposited by a combined rf and dc plasma beam.G.Dinescu, E.Aldea, G.Musa, M.C.M. van de Sanden, A. de Graaf, C.Ghica, M.Gartner, A Andrei, Thin Solid films, (1998) – 24 citari

3. Diode laseraided diagnostics of a low pressure dielectric barrier discharge applied in element selective detection of molecular species, K. Kunze, M.Miclea, G. Musa, J.Franzke, C.Vadla, K.Niemax, Spectrochemica Acta, part B, vol.57, pp.137-146, (2002) – 23 citari
4. Adhesive metal films obtained by thermionic vacuum arc (TVA) deposition, HEhrich, J.SchuhmarID, G.Musa, APopescu, I,Mustata, Thin Solid films, vo1.333, p.95-102, (1998) – 21 citari

5. Diamond like nanostructured carbon film deposition using thermionic vacuum arc carbon plasma G.Musa, I.Mustata, V.Ciupina, R.Vladoiu, G.Prodan, E.Vasile, H.Ehrich, Diamond and Related Materials, vol.13, pp.1398-1401, (2004) – 19 citari
6. Pure metal vapor plasma source with controlled energy of ions G. Musa, H. Ehrich, J. Schuhrnann IEEE Transactions of Plasma Science, vol.25, p.386-391, (1997) – 17 citari

7. Spectral plasma temperature determination of the thermionic vacuum arc in the titanium vapors.C. Biloiu, H. Ehrich, G. Musa, J.Vac.Science & Technology, A, vol. 19, nr. 3, pp.757-761, (2001) – 12 citari

8. MgO thin film deposition using TVA (Thern1ionic Vacuum Arc), H.Ehrich, G.Musa, A.Popescu, L.Mustata, A.Salabas, M.Cretu, G.F.Leu Thin Solid films, vo1.332, p.63-66, (1998) – 9 citari
9. Polar recombination  (ion-ion recombination) as a main process explaining M-effect, G.Musa, A.Baltog, Contribution to Plasma Physics, vol.43, p.216-223, (2003) – 9 citari
10. Thermionic Vacuum Arc – a new method for thin film deposition R.Vladoiu, G.Musa, I.Mustata, J. Optoelectron Adv. Mat, vol. 5, p.325-330, (2002) – 8 citari
11. Studies on the Thermionic Vacuum Arc discharges in the vapors of Cu-Ag and Cu-Sn alloys,T. Akan, N. Ekem, S. Pat, R. Vladoiu, G. Musa, J. Optoelectron Adv. Mat, p.2489-2494, (2005) – 8 citari
12. Thermionic Vacuum Arc (TVA) - Carbon thin film deposition, G. Musa, I. Mustata, V, Ciupina, R. Vladoiu, G. Prodan, C.P. Lungu, H. Ehrich, J. Optoelectron Adv. Mat, p. 2485-2487,(2005) – 6 citari
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Acad. Horia Scutaru 

